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URZĄPZENIE DO NANOSZENIA POWŁOK GALWANICZNYCH METODĄ TAMPONOWĄ 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do nanoszenia powłok galwanicznych metodę 
tamponowę. zwłaszcza na elementach płaskich. 

Dotychczas w technikach elektrochemicznych nanoszenia powłok galwanicznych metodę 
tamponowę stosuje sił urządzenie, które zawieraję nieruchomy tampon z porowatej substancji 
nasycony kępielą galwanicznę, umieszczony pomiędzy nieruchomę anodę i nieruchomym lub przesu­
wajęcym się przedmiotem stanowięcym katod,. Ponadto znane sę urządzenia do selektywnego nano­
szenia powłok na przedmiotach, zawierające zamiast tamponu izolującą dociskową taśmę maskują­

cą część katody. 

Istotą urządzenia do nanoszenia powłok galwanicznych metodę tamponową jest to, te 
pokrywane przedmioty zamocowane są do przewodzącej taśmy beż końca połączonej z ujemnym bie­
gunem źródła zasilańia, do których dotykają obwodem okrągłe tampon/tampony zamocowane w 
talerzowych obudowach ułożyskowanych obrotowo w osi prostopadłej do przesuwającej się taśmy, 

pod obudową umieszczony jest otwarty zbiornik na elektrolit, połączony przewodem poprzez 
pomPł z przestrzenią pomiędzy obudowami otaczającymi tampon. 

Korzystnym skutkiem wynelazku jest to, że pozwala otrzymywać dobrze przyczepne powłoki 
o bardzo dokładnych wymiarach z dużymi wydajnościami. 

Przedmiot wynalazku przedstawiony jest w przykładzie wykonania na schematycznym 

rysunku. na którym fig.1 przedstawie widok urządzenia z góry, a fig.2 przedstawia 
przekrÓj osiowy przez tempon dotykający do przesuwajęcego sił z taśmą elementu. 

Urządzenie do selektywnego nanoszenia powłok galwanicznych składa si, z przesuwającej 
eię taśmy 1 bez końca z zamocowanymi na niej elementami 2 obrabianymi, do których dotykaję 
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obwodem okrągłe tampony 4 zamocowane w talerzowych obudowach 3, ułożyskowanych obrotowo 

w osi prostopadłej do przesuwającej się taśmy 1. Pod obudową umieszczony jest zbiornik 9 

otwarty na elektrolit 5 połączony przewodem 10 poprzez pomp~ 7 z przestrzenią pomiędzy 

obudowami 3 otaczającymi tampon 4, przy czym źródło napięcia 8 przyłączone jest do elektro­

dy 6 dotykającej do tamponu 4 i elementów obrabianych 2. 

Z a s t r z e Ż e n i e p a t e n t o w e 

Urządzenie do selektywnego nanoszenia powłok galwanicznych metodą tamponową, 
składające się z anody, obrotowego tamponu oraz pokrywanych przedmiotów stanowiących 
katody, z n a m i e n n e t y m, że pokrywane przedmioty /2/ przymocowane są do przewo­

dzącej taśmy /1/ bez końca połączonej z ujemnym biegunem źr6dła zasilanie /8/, do kt6rych 

dotykają obwodem okrągłe tampony /4/ zamocowane w talerzowych obudowach /3/ ułożyskowanych 
obrotowo w osi prostopadłej do przesuwającej się taśmy /1/, natomiast pod obudową umiesz­

czony jest zbiornik /9/ otwarty na elektrolit /5/ połączony przewodem /10/ poprzez pomp~ 
/7/ z przestrzenią pomiędzy obudowami /3/ otaczającymi tampon /4/. 
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